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Urzadzenie do dozowania materiatoéw sypkich zanieczyszczonych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do dozowania materialéw sypkich zanieczyszczonych zawierajg-
cych zanieczyszczenia o wigkszych wymiarach (do 50 mm srednicy).

W dotychczas znanych urzadzeniach materiaty sypkie przed dozowaniem musiaty by ¢ oczyszczone z zanie-
czyszczen o wymiarach przekraczajacych przeswit migdzy bebnem a korpusem dozownika.

Przypadkowe pozostawienie takiego zanieczyszczenia w dozowanym materiale prowadzito do zabloko-
wania i uszkodzenia bgbna dozownika i zatrzymania produkgcji.

Usunigcie tej awarii byto niezwykle utrudnione, poniewaz wymagato catkowitego opréZnienia zasobnika
ponad dozownikiem, co powodowato dtuzsze przestoje.

Postawione zostalo zadanie opracowania takiego urzadzenia do dozowania materiatéw sypkich zanieczysz-
czonych, ktére by bez wstepnego oczyszczania umozliwiato podawanie materiatu dozowanego bez obawy zablo-
kowania dozownika.

Zadanie to zostato rozwiazane w ten sposéb, Ze nieoczyszczony material podaje si¢ do dozownika, ktérego
cz¢$é Sciany korpusu tworzaca klape odchylna pod naciskiem tego zanieczyszczenia odchyla si¢ samoczynnie,
poszerzajac przeswit na moment przepuszczenia zanieczyszczenia, po czym $ciana korpusu wraca do potozenia
wyjsciowego pod naciskiem spre¢zyny. Sita nacisku sprezyny moze by¢ regulowana.

Zastosowanie w urzadzeniu klapy zapewnia ciaglosc¢ jego pracy niezaleznie do rodzaju materiatu. -

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia przekrdj poprzeczny bebna dozownika, fig. 2 — widok sprezyny dociskowej wraz ze §ruba regulujacg docisk
klapy, fig. 3 przekrdj przez naped klapy. ’

Klapa 1 jest dociskana dziataniem sprezyny 3 w potozeniu stanowiacym ostone bebna 2. Potozenie klapy
jest regulowane za pomoca sruby 5. Sprezyna 3 jest umieszczona na zewnatrz korpusu 6 dozownika. Sita nacisku
sprezyny 3 jest przeniesiona na klape odchylng za posrednictwem trwale z nig potaczonej osi 7 i ramieniem 8
a regulowana jest srubg 4.
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do dozowania materialéw sypkich zanieczyszczonych, znamienne tym, Ze bgben dozownika

ma klape uchylna (1) z automatyczna regulacja docisku.
2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze klapa (1) jest dociskana do scianek bgbna sprezyna (3).

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 i 2, znamienne tym, ze docisk klapy (1) jest regulowany Sruba (5).
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